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【高専発！「Society 5.0型未来技術人財」
育成事業】
����では、����೥度から、SPDJFUZߏػߍ高౳ઐ໳ֶཱࠃ
にΑΓ࣮ݱするະ来技術をリーυする高ઐൃʂʮSPDJFUZ����
����をਐΊͯいます。こΕは(E"Rۀࣄʯҭ੒ࡒະ来技術ਓܕ
（ະ来技術のࣾձ࣮૷ڭҭの高度Խ）、C0.1"SS�����（࣍ੈ
୅ج൫技術ڭҭのΧリΩϡϥϜԽ）のೋͭのϓϩジΣΫト
からߏ੒͞Εͯいます。ͦΕらのϓϩジΣΫトを௨ͯ͡、
SPDJFUZ����で࣮ݱするࣾձɾߏࡁܦ଄のมԽ、技術の高度Խ、
ࣾձɾۀ࢈ɾ地ҬのχーζมԽを౿ま͑、地Ҭ΍ࣾձのॾ
՝୊に自཯తɾओମతにऔΓ૊み、かͭੜֶ֔ͼ続͚るֶ
ੜをܧ続తにҭ੒するたΊのΧリΩϡϥϜ఺ڭ）ݕҭ಺༰ɾ
ํ๏）を行い、SPDJFUZ����࣌୅に͓͚る高ઐڭҭの࣭อূ
へͭな͛ます。

【GEAR 5.0（未来技術の社会実装教育の
高度化）】
(E"R����（ະ来技術のࣾձ࣮૷ڭҭの高度Խ）は、地Ҭ
ີணܕɾ՝୊ղܾܕɾࣾձ࣮૷ܕなͲै来ܕの高ઐとしͯ
のಛ௕をੜかしͭͭ、Φールཱࠃ高ઐ、ൣ޿なۀا、自࣏ମ、
େֶなͲとの࿈ܞମ੍というશنࠃ໛のʮ໘ʯ（ج൫）とし
ͯのମ੍の下、スέールϝリοト、Φールཱࠃ高ઐのݯࢿ
を࢖ۦした৽たなਓࡐҭ੒Ϟデルのߏங、ۀا、自࣏ମ、
େֶなͲと෯޿く࿈ܞし、Ϣーβーαイυのࢹ఺もऔΓೖ
ΕたޮՌతなਓࡐҭ੒なͲ、高ઐͩからこͦできるਓࡐҭ
੒の࣭త転׵を行ͬͯいます。一ͭのֶ໰෼໺͚ͩではղ
ܾできないςーマ（ࣾձ՝୊）にରしͯ、༷ʑな෼໺の知
見をੜかしたアϓϩーνで՝୊ղܾに݁ͼ෇͚る࣮ફతな
ਓࡐҭ੒ϓϩグϥϜを։ൃします。

国立高等専門学校機構 半導体人財育成の動きについて
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高専発！「Society 5.0型未来技術人財」育成事業（GEAR 5.0／ COMPASS 5.0）

����೥�݄��日、SE"+ 運Ӧҕһձに͓きましͯ、ʮཱࠃ高౳ઐ໳ֶߏػߍ�൒ಋମਓࡒҭ੒の動きʯにͭいͯ͝঺հ
ͤͯ͞ଷきました。঺հするػձをଷきました SE"+ 運Ӧҕһձのօ͞まに৺ΑΓྱޚਃし上͛ます。Ҏ下、౰日の
આ໌಺༰にͭいͯ؆୯に঺հகします。
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【COMPASS 5.0（次世代基盤技術教育
のカリキュラム化）】

デジタルトϥンスフΥーϝーγϣン（%9）࣌୅に向͚、
͋らΏるۀ࢈に͓いͯ *5をࠓҎ上に׆༻することがٻΊら
Ε、ਓ޻知ೳ（"*）、αイόーηΩϡリςィ、ϩϘοト、
*P5（Ϟノのインターωοト）、൒ಋମなͲを૊み߹Θͤる
࣮૷ྗを਎に͚ͭたਓࡐ΍஝ੵ͞ΕるϏοグデータを"*
で෼ੳ׆༻できるਓࡐが、࣋続తなࡁܦ੒௕を͑ࢧるとظ
଴͞Εͯいます。また、SPDJFUZ����࣌୅をリーυするਓࡐ
にඞཁな知ࣝ、技ೳも日ʑมԽしͯいます。C0.1"SS����
では、"*ɾ਺ཧデータαイΤンス、αイόーηΩϡリςィ、
ϩϘοト、*P5、൒ಋମという෼໺を、こΕからの技術の高
度Խにؔするཏ਑൫（C0.1"SS）とҐஔ෇͚、高ઐڭҭ
に૊みࠐΉことで、৽たな࣌୅のਓࡐҭ੒ؔػとしͯの高
度ԽをਤΓます。

【COMPASS 5.0（半導体分野）】
ۙ೥のデジタルトϥンスフΥーϝーγϣン（%9）、グリー
ントϥンスフΥーϝーγϣン（(9）のྲྀΕにΑΓ、ޙࠓも
൒ಋମधཁがେきく֦େするとظ଴͞Εͯいます。ͦのະ
来の൒ಋମ։ൃ΍੡଄を͑ࢧるઌ୺技術のॆ࣮は、҆ࡁܦ
શอোに௚݁するॏཁなج൫で͋Γ、൒ಋମにؔΘるਓࡒ
ҭ੒はۓ٤の՝୊となͬͯいます。൒ಋମに܎るਓࡒधཁ
は、ޙࠓ、͞らに高まることが༧૝͞Ε、ଈઓྗとなΓう
るਓࡒҭ੒がٸ຿です。
では、����೥�݄にߏػߍ高౳ઐ໳ֶཱࠃ C0.1"SS����

（൒ಋମ෼໺）をཱͪ上͛、۽本高౳ઐ໳ֶߍとੈࠤอۀ޻
高౳ઐ໳ֶߍをڌ఺ߍ、શ֤ࠃ地の��高ઐを࣮ફߍとした
൒ಋମਓࡒҭ੒にऔΓ૊Μでいます。
൒ಋମۀ࢈には、ूੵճ࿏ઃܭ、デόイス։ൃ、੡଄ϓ
ϩηス։ൃ、͞らに൒ಋମૉࢠԠ༻まで༷ʑなਓࡒがඞཁ
です。C0.1"SS����（൒ಋମ෼໺）では、

実践的半導体人財（ボリュームゾーン人財）
਺ֶ΍෺ཧなͲのج൫ֶྗとともに、ͦΕͧΕのઐ໳෼
໺の技術にՃ͑ͯ、ूੵճ࿏ઃܭɾ൒ಋମ੡଄にؔするج
ૅ知ࣝをशಘし、自਎のઐ߈෼໺の知ࣝと技術を൒ಋମઃ
ࡒできるਓ༺׆ɾ੡଄にܭ
研究開発志向半導体人財（トップ人財）
࣮ફྗにՃ͑ͯ、൒ಋମؔ࿈技術の࠷৽動向を౿ま͑ͯ、
൒ಋମ੡଄のશମを၆ᛌでき、࠷�ઌ୺技術（৽ࡐྉ΍৽ػ
ೳデόイス、৽たな੡଄技術なͲ）のڀݚ։ൃにࢀ画でき
る知ࣝとྗૅجڀݚをඋ͑たਓࡒをҭ੒することを࠷ऴత
な໨ඪとしͯいます。

ؔ࿈するશ高ઐのଟくのֶՊが、このΑうなਓࡒҭ੒を
༰қに࣮ࢪできるΑうにするたΊに、
ɾ׭ֶ࢈にΑる൒ಋମਓࡒҭ੒の࿈ߏܞஙとڠಇ࣮ݱ
ɾ��ิ ڧ � ਫ਼બ͓Αͼपล技術と൒ಋମ෼໺とのؔ࿈ੑ੔
ཧにΑるʮ൒ಋମʯڭҭのମܥԽ

をபとするڭҭύοέージを࡞੒し、ڌ఺ߍ΍࣮ફߍでの
࣮ફをͯܦશࠃల։を໨ࢦしͯいく༧ఆです。

Ҏ下（̍）ʙ（̑）に C0.1"SS����（൒ಋମ෼໺）ॳ
೥度（����೥度）の੒Ռの֓ཁにͭいͯ੔ཧします。

（１）産学連携による半導体講義の新設と教材開発
อ高ઐに͓いͯ、൒ಋମにؔする�Պ໨ੈࠤで͋るߍ఺ڌ

（൒ಋମֶ֓޻࿦ɾ൒ಋମデόイスֶ޻）を৽ઃしました。
ಛ௃はҎ下�఺です。
①産学連携による実践的な講義
�൒ಋମのڀݚ者（ੈࠤอ高ઐߍ௕、޻۝େのڀݚ者なͲ）
΍ۀاのݱ৔ݧܦ者（一ൠࣾஂ๏ਓ　۝भ൒ಋମɾデジ
タルイノϕーγϣンٞڠձ（S**2）との࿈ܞ）にΑるग़
લतۀを࣮ࢪ。

② 全学科の学生を対象とした講義内容（ボリュームゾーン
人財育成）
�ి 気ɾిܥࢠҎ֎の֤ઐ໳෼໺でֶͿ಺༰と൒ಋମにؔ
Θる઀఺にͭいֶͯͼ、൒ಋମにؔするૅج知ࣝのशಘ。

③全国展開を目指した遠隔・オンデマンド対応
でࣜܗをԕִで഑৴、࿥画しͯΦンデマンυ഑৴のٛߨ�
ଞ高ઐへల։。

④デバイス製作実験実習 
�۝भۀ޻େֶマイΫϩԽ૯߹技術ηンターに͓いͯ、൒
ಋମ੡଄ϓϩηスの一෦をੈࠤอ高ઐの୅දのֶੜがମ
。ՃࢀଞのཤमֶੜはリϞート。ݧ

（２）オンデマンド型の半導体講義
本高ઐ۽࿦をֶ֓޻อ高ઐに͓いͯ৽ઃした൒ಋମੈࠤ
でΦンデマンυܕ൒ಋମٛߨとしͯ׆༻しました。����೥

COMPASS 5.0（半導体分野）ホームページ
（https://kumamoto-nct.ac.jp/k-semicon/）
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度中にશࠃの高ઐにల։し、����೥度からશࠃの࣮ફߍ（��
高ઐ）ຖにઃܭした൒ಋମٛߨを࣮ࢪしͯいく༧ఆです。

（３）大学と連携した高専教員向け半導体製造研修
൒ಋମڭҭにؔする࣮शɾࡐڭ౳をڠಇで։ൃɾల։い
た͚ͩるڭྗڠһの൒ಋମ੡଄ϓϩηスへのཧղをਂΊる
こと、ҟ෼໺͋るいはଞ高ઐのڭһとのަྲྀを行なͬͯࣄ
େֶマイΫۀ޻۝भ、をൃలͤ͞ること、を໨తとしͯۀ
ϩԽ૯߹技術ηンターと࿈ܞし൒ಋମ੡଄ϓϩηスのݚम

を࣮ࢪしͯいます。����೥度はશࠃの高ઐから、༷ʑな෼
໺のઌੜํ��名にࢀՃଷきました。

（４）「半導体ワンフレーズ集」の作成
ి気ిֶܥֶ޻ࢠՊҎ֎のֶՊのڭһ向͚のࡐڭとしͯ、

ʮ൒ಋମϫンフレーζूʯを੡࡞しました。こΕは、൒ಋମ
ՊҎ֎のֶՊのՊ໨ֶܥֶ޻ࢠし、ి気ిࢦҭਪਐを໨ڭ
でֶͿ಺༰が、൒ಋମとͲのΑうにؔ࿈しͯいるのか、を
トϐοΫࣜܗで঺հしͯいます。तۀ中に؆୯なίϥϜɾ
খ࿩ɾࡶஊఔ度で৮Εͯଷくことを໨తとしͯいます。

佐世保高専で新設した半導体工学概論

高専拠点校・実践校の教員向けの半導体製造研修 半導体ワンフレーズ集
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（５）半導体材料・デバイスフォーラムの開催
高ઐֶੜのڭҭ し、����೥ࢦを໨ݙߩ向上へのྗڀݚ�
からʮ൒ಋମࡐྉɾデόイスフΥーϥϜʯを۽本高ઐओ࠵
でຖ೥�ճ։࠵しͯいます。झࢫはҎ下�఺です。
①学生教育
�ಉ෼໺のڀݚにऔΓ૊ΉେֶɾେֶӃのֶੜ΍、ଞ高ઐ
のֶੜとの੒Ռ΍知見のڞ༗、͓Αͼڀݚҙٛཧղのਂ
Խ、ੵੑۃ向上をਤͬͯいます。

②キャリア教育
、者なͲਓతωοトϫーΫの֦େにऔΓ૊まͤ܎ؔۀا�
৽動向の৘ใ֫ಘをଅすことで、Ωϟリアϓϥ࠷քのۀ
ンܗ੒をק঑しͯいます。

③研究推進
�高ઐɾେֶؒでのڞಉڀݚ �࿈ܞをڧԽɾଅਐをਤͬͯ
います。

にΑ࠵本高ઐओ۽、೥度は、����೥��݄��日（݄ɾॕ）ࡢ
るୈ��ճ൒ಋମࡐྉɾデόイスフΥーϥϜをର໘ٴͼΦン
ϥインにͯ։࠵しました。本フΥーϥϜには、۽本ݝ಺ɾ
۝भの΄か、શ֤ࠃ地から高ઐɾେֶɾ܎ؔۀا者なͲ���
名がࢀՃしました。۽本େֶ�੨༄　ণ޺୎ӽڭतにΑるߨ
ԋのޙ、本ֶߍੜをؚΉ高ઐੜɾେֶӃੜ౳にΑる口಄ൃ
ද��݅、ポスターൃද��݅のڀݚใࠂが行ΘΕ、ൃ׆なٞ
࿦がަΘ͞Εました。また、େֶڭһɾେֶӃੜ΍ۀاに
Αるେֶɾۀاηϛφーも։͞࠵Ε、ֶੜに向͚たࣨڀݚ
঺հ΍ۀا঺հを࣮ࢪしました。ਐ࿏を͑ߟるֶੜのたΊ
に༗ӹな৘ใがఏ͞ڙΕ、࣭໰するֶੜもଟ਺見らΕまし
た。

Ҏ上が、����೥度に͓͚る C0.1"SS����（൒ಋମ෼໺）
੒Ռ֓ཁになΓます。����೥度Ҏ߱に͓きましͯも、ҭ੒
す΂きਓ૾ࡒの໌֬ԽをਐΊ、ۀ࢈քɾେֶとの࿈ܞにΑ
る൒ಋମڭҭのઌ行తڭҭの࣮ફをਪਐしͯいく所ଘです
ので、͝ࣀྗڠΓますΑうԿଔΑろしく͓ئいਃし上͛ま
す。

第13回半導体材料・デバイスフォーラムの様子

第13回半導体材料・デバイスフォーラムホームページ
（https://smdf.kyu-kosen-ac.jp/）
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